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■ Hitachi High-Technologies Europe GmbH, Krefeld,
Branch Risch / Zug, in R i s c h , CH-170.9.001.161-7, Auslän-
dische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 21,
Publ. 4309346), mit Hauptsitz in: Krefeld (DE). Zweck Hauptsitz
neu: [Der Zweck des Hauptsitzes wird gelöscht]. Kapital Hauptsitz
neu: EUR 3’129’250.00, Liberierung EUR 3’129’250.00 [bisher:
Kapital Hauptsitz: EUR 2’556’459.41, Liberierung EUR
2’556’459.41, 1 Stammanteil zu EUR 2’556’459.41].Angaben zur
Zweigniederlassung neu: Infolge einer Änderung der Rechts-
grundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 114 HRegV
angepasst. Zweck: Export und Import von Handelswaren aller Art,
insbesondere von elektrischen Geräten und Werkzeugmaschinen
sowie der Grosshandel mit diesen Artikeln. Ausgeschiedene Perso-
nen und erloschene Unterschriften: Hitachi High Technologies
Corporation Ltd, in Tokio (JP), Gesellschafterin, ohne Zeich-
nungsberechtigung; Tsutomu, Ando, japanischer Staatsangehö-
riger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsbe-
rechtigung; Hidenori, Nagao, japanischer Staatsangehöriger, in
Tokio (JP), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung; Yo-
koi, Yoshito, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE),
Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift; Otani, Shin, ja-
panischer Staatsangehöriger, in Luzern, Leiter der Zweignieder-
lassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweignieder-
lassung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sato,
Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Leiter der
Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift; Kaneko, Takashi, ja-
panischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsbe-
rechtigter, mit Einzelunterschrift.
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